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现在我们都知道，芯片制造需要用到光刻机
，在光刻机市场，目前的龙头是荷兰的ASML
，此外在高端光刻机上还有尼康
，但是出货量比较小，中低端光刻机上
还有佳能
，我们国产的光刻机厂家则是上海微电子，就在近日，上海微电子就成功出货一台
光刻机，但好消息还没有停止。

今天第十四届中国集成电路封测产业链
创新发展高峰论坛，和第十届中国半导体设备年会暨半导体设备与核心部件展示会
，在无锡太湖国际博览中心
成功召开，在此次大会上，上海微电子副总经理周许超发表了演讲，再次宣布了一
个好消息。

其表示，芯片
正在从小型化向提高器件综合性能方向发展，芯粒技术将会持续提升芯片的集成度
和性能。其实台积电方面也表示过，芯片的互联密度将会每年增加两倍。因此芯片
封装将会有更多的层和接口，芯片的缺陷将会变得越来越小，这对芯片缺陷检测提
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出了挑战，而上海微电子的先进封装缺陷检测已经解决了这些问题。

可以说，这是一个极大的好消息，可能很多朋友对此没有很深的感触，这是因为大
家对先进封装的历史意义没有太多了解。大家都知道，现在芯片的前道工艺已经发
展到3纳米，那么为什么一直都没有3纳米的芯片生产出来呢？答案就是成本太高了
，芯片企业暂时还难以承担这么高的成本，预计明年才会有3纳米工艺芯片出现。

而且即便出现3纳米芯片，在数
量上也不会很多，以苹果为例，其在4纳米工艺上就已经缩减了产能，只在iPhone
14系列的Pro机型上用到了4纳米，而像M2
这样的芯片则连4纳米都没有采用，主要就是因为，即便是4纳米也成本增加了很多
，是5纳米芯片的两倍多，因此如果是3纳米的话，有望将成本增加到5纳米的4倍。
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而先进封装技术就有效的解决了这个问题，现在包括美系厂商在内都在推崇芯粒技
术，该技术是将不同架构的芯片，通过先进封装技术集成到一起，不同的架构可以
采用不同的制造工艺，在先进工艺上，只有最核心的部分才会采用，所以芯粒技术
大大减少了对先进工艺的采用，可以有效的降低成本，但却不会损失性能。

因此这次上海微电子在先进封装缺陷检测上实现突破，无疑就为我们在先进封装的
发展上扫清了障碍，如果没有可靠的缺陷检测设备，那么芯片的良率就会大幅下降
，反而起不到成本降低的作用，也将使我们错失在先进封装这个历史转折中的发展
良机。
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实际上，先进封装也需要用到光刻机，只不过这类光刻机叫做先进封装光刻机，并
不是ASML所擅长的领域，反而是上海微电子的拿手好戏，在今年的早些时候，上
海微电子的先进封装光刻机就已经成功出货，目前我们国内两大先进封装企业长电
科技和通富微电，已经分别突破了4纳米和5纳米工艺，处于国际第一梯队水平。

毫无疑问，国产先进封装领域的核心设备实现了国产化，对长电科技和通富微电这
样的封装企业起到了积极推进作用，保障了我们在先进封装领域发展，而ASML恐
对此就始料未及了，可能没有想到上海微电子的研发速度会这么快，实际上，这也
是ASML所不想看到的。
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因为先进封装的发展越快，那么对ASML的先进工艺光刻机的需求就越小，而且台
积电刚刚取消了一个7纳米工厂的建设，还缩减了至多80亿美元的支出，所以对于
ASML来说，情况越来越不乐观了，如果大家觉得说得在理，感谢给个点赞和在看
。
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